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11 Vorrichtung zur DurchfUhrung chemischer 
Reaktionen in einem Medium, insbesondere 
zum Ausscheiden von in Luft ( Gas ) ent- 
haltene Verunreinigungen " 



Zum Ausscheiden von Verunreinigungen aus der Luft, wie in der 
Luft enthaltenem Schwef elwasserstof f , Phenolderivaten ( z. B. 
p-Chlorphenol) oder anderen Beimengungen, welche als charak- 
teristische Eigenschaften schlechten Geruch und PrSzipitation 
von Festkorpern in Form von kolloidalen Teilchen ( beispiels- 
weise Elementarschwef el und oxydierte Chlorphenole) aufweisen, 
wird das Luftgemisch mit Ultraviolett-Energie bestimmter Wellen- 
lSngen, die unterhalb der optischen DurchlSssigkeitsgrenze 
normalen, glasklaren Quarzes liegen ( 184.5 nm) bestrahlt. 
Die bei der Bestrahlung sich bildenden Teilchen setzen sich 
in mchteiliger Weise auf den Quarzhullen der Strahlenquellen ab. 
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Da diese Teilchen optisch undurchlSssig sind und die Strahlen- 
quelle dadurch optisch, wenn auch nicht elektrisch, nicht mehr 
funktioniert, ist die einwandfreie Wirkungsweise der bekannten 
Reaktionseinrichtungen stark beeintrflchtigt . 

Aufgabe der Erfindung ist die Schaffung einer einfach auf- 
gebauten, stflrungsfrei arbeitenden sowie einen hohen Wirkungs- 
grad besitzenden Vorrichtung zur Durchfiihrung cheraischer Re- 
aktionen in einem Medium, insbesondere zum Ausscheiden von 
in Luf t genii schen enthaltenen Verunreinigungen. 

£ine weitere Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein Ablagern 
der bei der chemischen Reaktion entstehenden Teilchen an der 
die Strahlen fUr die Reaktion abgebenden Strahlenquelle (n) 
zu vermeiden. 

Qemass der Erfindung ist eine Vorrichtung zur Durchfiihrung 
chemi8cher Reaktionen in einem Medium, insbeeondere zum 
Ausscheiden von in Luft enthaltenen chemischen Verunreinigungen 
durch einen eine, Ultraviolettstrahlen abgebende Strahlenquelle 
umgebenden Reflektor mit einer die von der Strahlenquelle aus- 
gehenden Strahlen in einem ausserhalb des Reflektors, jedoch 
innerhalb des einer chemischen Reaktion unterliegenden Mediums 
liegenden Brennpunkt ( Linie ) btlndelnden Form gekennzeichnet . 

Die von der Strahlenquelle abgegebene, vorzugsweise extrem 
kurzwellige Ultraviolett-Strahlung wird von den in der Luft 
enthaltenen, evtl. osmogenen MolekUlen, sowie auch vom Sauerstoff- 
molekUl der Luft, absorbiert, wobei durch letzteren Vorgang 
naszierender ( atomarer ) Sauerstoff erzeugt wird, dessen Re- 
aktionsffthigkeit mit den durch die Strahlen erzeugten Radikalen 
der osmogenen Stoffe dieselben oxydiert* 

Es ist bevorzugt, in einem, einen elliptischen Querschnitt auf- 
weisenden hohlzylinder-fOrmigen Reflektor eine in einem Brenn- 
punkt (-linie) der Ellipse liegende , in dem anderen Brenn- 
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punkt (-linie) der Ellipse fokussierende Ultraviolettstrahlen 
abgebende Strahlenquelle , vorzugsweise Niederdruck-Quecksilber- 
dampf-Entladungsrahre, angeordnet, wobei der elliptische 
Querschnitt des Reflektors im Abstand zu der Strahlenquelle 
zwischen dem Kreuzungspunkt der beiden Ellipsenachsen und dem 
anderen Brennpunkt (-linie) unter Bildung einer Uber die gesamte 
ReflektorlSnge ( Zylinderlftnge ) verlaufenden Offnung und Ver- 
legung des der Strahlenquelle abgewendeten Brennpunktes ausser- 
halb des Reflektors endet, und weiterhin quer zur Reflektor- 
ISngsachse ttber die gesamte Ref lektorSffnung eine wirbelfreie, 
von einem aus einer am Reflektor angeordneten Einrichtung aus- 
tretenden Luftstrom gebildete Luftsperre zu legen, die ein 
Eindringen der aus dem ausserhalb des Reflektors zu behandelnden 
Mediums durch die Ultraviolettstrahlen oxydierten Bestandteile, 
wie GeruchstrSger > in den Reflektor und dadurch ein Beschlagen 
der QuarzhUlle der Strahlenquelle mit kolloidalem Staub 
beliebiger chemischer Zusammensetzung verhindert. 

Weiterhin ist es bevorzugt, mehrere Reflektoren mit jeweils 
einer Strahlenquelle zu einer eine Reaktionskammer umgebenden 
Baueinheit zusammenzusetzen, wobei die ausserhalb der Reflektoren 
befindlichen Brennpunkte in einem gemeinsamen Brennpunkt (-linie) 
innerhalb der Reaktionskammer koinzidieren. Jeder Reflektor 
besitzt dabei ebenfalls eine Luftsperre. 

Es ist vorteilhaft, die Reflektoren in ungerader Anzahl zusammen- 
zustellen. 

Ausserdem kSnnen die Reflektoren um ein fttr die Strahlen durch- 
lassiges ReaktionsgefSss ( RShre ) angeordnet werden. 

Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich aus den anderen 
Unt eransprtichen . 

Der Gegenstand der Erfindung erstreckt sich nicht nur auf die 
Merkmale der einzelnen Ansprttche,sondern auch auf deren Kombi- 
nation. 

309nBlz/ro52 
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Die erfindungsgemftsse Vorrichtung ist einfach und kostensparend 
aufgebaut, arbeitet stdrungsfrei und besitzt einen hohen Wirkungs 
grad. 

Durch die Ausbildung des Reflektors als elliptischer Hohlzy- 
linder mit Strahlenaustrittsfiffnung werden die von der innerhalb 
des Reflektors liegenden Strahlenquelle ausgehenden Strahlen 
nahezu verlustloe in dera ausserhalb des Reflektors liegenden 
Brennpunkt gebUndelt, wobei dieser Brennpunkt innerhalb des der 
Reaktion unter liegenden Mediums liegt und somit die chemische 
Reaktion im Abstand zur Strahlenquelle ausgefUhrt wird. 
Die AustrittsOffnung des Reflektors ist durch eine wirbelfreie 
Luftsperre gegen Eindringen der bei der Reaktion anfallenden 
Teilchen geschlOBsen, so dass sich diese Teilchen nicht auf der 
Strahlenquelle ablagern und somit auch nicht die Wirkungsweise 
der Vorrichtung beeintr&chtigen kttnnen. 

Die Strahlenquelle ist durch die Ref lektorform und die Anordnung 
einer Luftsperre gegen Ablagerungen geschOtzt angeordnet. Die 
Reflektorform gewfthrleistet weiterhin eine optimale Energie- 
ausnutzung und gestattet die Vorsehung der Luftsperre ohne 
Wirbelbildung. 

Bei der Anordnung mehrerer Reflektoren zu einer Reaktionskammer 
Oder urn .ein ReaktionsgefSss koinzidieren alle ausserhalb der 
Reflektoren liegenden Brennpunkte (-linien) in einem gemeinsamen 
innerhalb der Reaktionskammer liegenden Koinzidenzbrennpunkt 
(-linie), so dass beim DurchstriSmen des Luftgemisches durch diese 
Kammer ebenfalls eine einwandfreie chemische Reaktion statt- 
finden kann. 

Die erfindungsgemfisse Vorrichtung findet insbesondere Verwendung 
bei der Reinigung der Luft von GeruchstrSgem , wobei deren Mole- 
ktlle durch die Strahlen oxydiert werden. 
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Auf den Zeichnungen Bind Ausftthrungsbeispiele der Erfindung 
dargestellt. Es zeigen : 

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer Vorrichtung 
zur Durchftthrung chemischer Reaktionen mit 
einem, eine Strahlenquelle umgebenden und eine 
Strahlen-AustrittsBffnung aufweisenden ellipsoid- 
zylindrischen Reflektor sowie einer am Reflektor 
angeordneten, Luft im Bereich der Reflektorttf fnung 
abgebenden Einrichtung, 



Pig* 2 eine Draufsicht auf dieselbe Vorrichtung, 



Pig* 3 eine Draufsicht auf mehrere zu einer Einheit zu- 
sammengesetzte und eine Reaktionskammer bildenden 
Vorrichtungen, 



eine Draufsicht auf mehrere urn ein kreisfBrmiges 
ReaktionsgefSss angeordnete Reflektoren, 

eine Draufsicht auf mehrere urn ein dreieckfOrmiges 
ReaktionsgefSss angeordnete Reflektoren, 

eine Draufsicht auf mehrere urn ein elliptisches 
Reaktionsgeffiss angeordnete Reflektoren. 

Eine Vorrichtung zur Durchftthrung chemischer Reaktionen in einem 
Medium, insbesondere zum Ausscheiden von in Luft ( Gas ) ent- 
haltenen Verunreinigungen (kolloidalen Teilchen) hat einen 
Reflektor lo, der eine Ultraviolettstrahlen, vorzugsweise kurz- 
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wellige Ultraviolettstrahlen abgebende Strahlenquelle 11 um^ 
gibt und der eine Form besitzt, die alle von der Strahlen- 
quelle 11 ausgehenden Strahlen 12 in einem ausserhalb des Re- 
flektors lo 3 jedoch innerhalb des der cheraischen Reaktion unter- 
liegenden Mediums liegenden Brennpunkt (-linie) 13 bttndelt. 

Es ist bevorzugt, den Reflektor mit einem elliptischen Quer- 
schnitt auszustatten und als Hohlzylinder auszuftthren, wobei 
der Hohlzylinder auf einer Seite auf seiner gesmaten L&nge 
durch eine Schnittlinie 14 geSffnet ist und eine Austritts- 
Offnung 15 fUr die Strahlen 12 bildet. 

In einem Brennpunkt ( -linie ) 16 der Ellipse erstreckt sich 

innerhalb des Reflektors lo die Strahlenquelle 11 und die von 

dieser Strahlenquelle 11 ausgehenden Strahlen 12 koinzidieren 

in dem anderen Brennpunkt (-linie) 13 der Ellipse. 

Der Schnitt 14 ist dabei im Abstand zu der Strahlenquelle 11 

zwischen dem Kreuzungspunkt der beiden Ellipsenachsen 17a, 17b 

und dem der Strahlenquelle 11 abgewendeten Brennpunkt 13 

vorgesehen, so dass durch diese Schnittlinie 14 einerseits 

die Reflektordffnung 15 gebildet und andererseits der Koinzidenz 

Brennpunkt 13 ausserhalb des Reflektors lo verlegt ist - der 

verbleibende Ellipsenquerschnitt des Reflektors lo ist grSsser 

als der abgeschnittene Ellipsenquer schnitt sbereich. 

Die Strahlenquelle 11 zeigt eine stab- Oder rShrenfSrmige 

Ausbildung und erstreckt sich in bevorzugter Weise ttber die 

gesamte LSnge ( Hdhe) des Reflektors und ist beispielsweise 

von einer Niederdruck-Quecksilberdampf-EntladungsrOhre, gebildet 

Quer zur Ref lektoriangsachse ist ttber die gesamte Reflektor- 
5ffnung 15 eine wirbelfreie Luftsperre 22@5legt, die von einem 
aus einer am Reflektor lo angeordneten Einrichtung 18 austreten- 
den und in eine an der gegenttber liegenden Kante des Reflektors 
lo gelegene Einrichtung 18b wieder eintretenden Luftstrom 
(Luftschleier) gebildet ist ; diese Luftsperre 22 verhindert 
eine Streuung des Luftschleiers und somit ein Eindringen der 
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aus dem ausserhalb des Reflektors lo zu behandelnden Mediums 
durch die Ultraviolettstrahlen 12 oxydierten Bestandteile, 
wie Geruchstrfiger , in den Reflektor lo, so dass sich diese 
ausgeschiedenen Teilchen nicht an der Strahlenquelle 11 nieder- 
schlagen kSnnen und somit auch nicht die Wirkungsweise der 
Strahlenquelle 11 beeinflussen bzw. stfiren. 

An einer Seite des Reflektors lo iagert im Bereich der Strahlen- 
austrittsfiffnung 15 eine, eine oder mehrere ttber die gesamte 
Reflektor Ifinge verteilt angeordnete Dtise (n) od.dgl. besitzende 
undmit einer Luftzuftthrleitung 18a verbundene Luftabgabe- 
einrichtung 18 - do* aus dieser Einrichtung 18 austretende 
Luftstrom legt sich als Schleier 22 Uber die gesamte FlSche 
der Offnung 15 und sperrt diese gegen Eindringen von oxydierten 
Bestandteilen ( kolloidalen Ablagerungen ) . Dieser Luftschleier 
wird durch auf gleiche Weise angeordnete, an der den Luftaus- 
trittsdttsen 18 gegenttberliegenden Kante des Reflektors lo vorge- 
sehenen Luftabsaugdfisen 18b wieder eingefangen, so dass dieser 
zwangsweise Umlauf eine Ausbreitung des eng gebUndelten Luft- 
schleiers verhindert. Die Luftabsaugdttse (n) 18b bilden 
mit einer Absaugleitung 18c eine Luftabsaugeinrichtung, die der 
Luftabgabeeinrichtung 18 gegenUberliegt • 

Von alien in Prage kommenden geometrischen Pormen als optischer 
Reflektor hat die Ellipse die geeignete Kurvengestalt ; es wird 
nicht nur eine in Intensitat der materiellen Strahlenquelle 11 
gleiche iiranaterielle Strahlenquelle 13 durch Abbildung geschaf- 
fen, sondern es wird auch durch die von der ausserhalb des Reflek- 
tors lo liegenden Brennlinie 13 ausgehenden Strahlen eine 
Durchdringung des vor der Ref lektorBf fnung 15 liegenden Reaktions- 
raumes in alien Richtungen erreicht. 

WUrde ein parabolischer Zylinder als Reflektor verwendet, mUsste 
dessen Offnung wesentlich grOsser sein als die der Ellipse , und 
es wOrde nur eine eng begrenzte Raumschicht von Strahlen er- 
fOllt, die parallel zueinander den parabolischen Reflektor 
verlassen. 

- b - 

309612/1052 



6/8/07, EAST Version: 2.1.0.14 



- 8 - 



2146504 



Durch die Verwendung eines ellipsoid-zylindrischen Reflektors 
lo, in des8en einer Brennlinie 16 sich die rtthrenf3rmig ausge- 
bildete Ultraviolett-Strahlenquelle 11 befindet, wird erreicht, 
dass sich das kdrperlose Bild dieser Quelle 11 in der zweiten 
Brennlinie 13 abbildet. Dadurch, dass der Reflektor lo, der durch 
Parallelverschiebung der Grundellipse lSngs ihrer zu der El- 
lipsenebene senkrechten Brennlinie gebildet wird, so aufge- 
schnitten ist, dass die Schnittebene 14 zwischen dem Ellipsen- 
zentrum und demjenigen Brennpunkt liegt, in dem das Bild 
der Strahlenquelle 11 entsteht, befindet sich dieser Brennpunkt 
13 ausserhalb des Reflektors lo. Dieses bedeutet in vorteilhafter 
Weise, dass die immaterielle Strahlenquelle 13 - das Abbild 
der realen Strahlenquelle 11 - der Bildung eines wirbelfreien 
Luftschleiers 22 quer (iber die Bffnung 15 des Reflektors lo 
nicht entgegensteht und somit technische Dauerbetriebsver- 
hSltnisse gew&hrleistet werden. 

Das Prfizipitat, das sich als das Ergebnis von intensivster 
Bestrahlung der beispeilsweise Schwefel- Oder Phenol- Oder 
anderer Verbindungen in der imagin&ren Brennlinie 13 ergibt, 
kann sich nicht an der realen Strahlenquelle 11 absetzen. 

In Pig. 3 der Zeichnuij| sind mehrere Reflektoren lo mit jeweils 
einer Strahlenquelle/ zu einer eine Reaktionskammer 19 bilden- 
den ( umgebenden ) Einheit zusammengesetzt , wobei alle ausser- 
halb der Reflektoren lo liegenden Brennpunkte (-linien ) 13 
in einem gemeinsamen Brennpunkt (-linie) 2o koinzidieren. 

Die von mehreren Strahlenquellen 11 und Reflektoren lo er- 
zeugten hochintensiv immateriellen, im anderen Brennpunkt 13 
sich befindlichen Bilder dieser Strahlenquellen 11 fallen somit 
in einem gemeinsamen, ausserhalb der Reflektoren lo sich bil- 
denden Brennpunkt (-linie) 2o zusammen. ( Pig. 3 ) *• 

Es ist ferner moglich, diese Koinzidenzbrennlinie 2o in ein 
aus einem fUr die Strahlen 12 durchlfissigen Rohr 21 od.dgl. 
zu verlegen, so dass in Gasen Oder FlUssigkeiten, die durch 
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das Rohr als Reaktionsgefass 21 und das intensive Strahlenfeld 
fliessen, photocheraische Reaktionen ablaufen kOnnen ( Pig. b ). 
Das Reaktionsgefass 21 kann zur Verminderung allfailiger 
Reflektionen der Strahlen an der den realen Strahlenquellen 
11 zunachst liegenden Wand ( Aussenwand ) des Gef asses ( Rohres 
21 ) rait einer Viertelwellenschicht versehen sein. 

Bei der Ausftthrung nach Pig. 3 stossen die Reflektoren lo mit 
ihren die Offnung 15 bestimmenden Kanten aneinander und bei der 
Ausftthrung nach Pig. 4 mit Reaktionsgefass 21 sind diese mit 
ihren Kanten im Abstand zueinander vorgesehenum das Gefass 21 
angeordnet. 

Eine bevorzugte Art der Ausbildung eines Reaktionsgef asses 21 
und der Reflektoren lo besteht darin, dass der Rohrquerschnitt 
der alien Reflektoren lo gemeinsamen Schnittkontur eingeschrieben 
( angepasst ) ist. 

Es ist ferner bevorzugt, eine ungerade Zahl an Reflektoren lo 
zu einer Baueinheit zu vereinigen bzw. um ein Gefass 21 anzuord- 
nen, damit keine Reflektoren lo um l8o° verschoben einander spie- 
gelbildiich gegenttberstehen, so dass Strahlen einer Strahlen- 
quelle 11 vom Quecksilberdampf der direkt gegenttberliegenden 
Strahlenquelle 11 absorbiert werden. 

Die Reflektoren sind in gleichmassiger ungeradzahliger 
polygonaler Verteilung um das Reaktionsgefass 21 angeordnet. Das 
rahrenfOrmige Reaktionsgefass 21 hat einen beliebigen, wie kreis- 
fOrmigen, ovalen, polygonalen, vorzugsweise unge: adzahlig poly- 
gonalen Oder zentrisch symmetrischen Querschnitt. 

Bei den ohne Reaktionsgefass 21 ( vergl. Pig. 3 ) zu einer 
Einheit zusammengefassten und eine Reakt ionskammer 19 blldenden 
Reflektoren lo ist jedem Reflektor lo eine eigene Luftsperre 22 
zugeordnet . 

Das sich ausserhalb des Reflektors lo befindliche Medium ( Luft- 
gemisch) Oder in der Reakt ionskammer 19 vorhandene Luftgemisch 
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( Medium ) wird durch die in dem Brennpunkt (-linie) 13 eines 
Reflektors lo bzw. dem Brennpunkt (linie ) 2o mehrerer Re- 
flektoren lo einer chemischen Reaktion unterworfen, bei der 
die unter der Einwirkung der Ultraviolettstrahlen reagierenden 
Bestandteile des Gemisches aus deraelben nach erfolgter Oxy- 
datibn niedergeschlagen werden. 

Jeder Reflektor lo kann endseitig ( an seinen beiden LSngen- 
enden ) of fen oder geschlossen ausgebildet sein; urn eine 
gtinstige mechanische Pestigkeit zu erzielen, ist dieser vor- 
zugsweise endseitig geschlossen, was jedoch optisch keinen Einflufi 
hat. 

Die Strahlenquelle 11 wird durch bekannte Mittel, wie Klammern, 
Fassungen od.dgl., in dem Reflektor lo lagemSssig gehalten. 

Die Luftsperre 22 bei Pig. 3 ist beispielsweise von lSngs beider 
Reflektorkanten verlaufenden, in gleicher Lftnge sich er- 
streckenden Schlitzen gebildet, wobei aus dem einen Schlitz 
die Luf t austritt und in den gegeniiberliegenden anderen Schlitz 
wieder eintritt. 

Das Reaktionsgefass 21 hat in bevorzugter Weise eine zen- 
trisch-symmetrische Querschnittsform, wie Dreieck, oder ist als 
ungeradzahliges Polygon ( FUnfeck,Siebeneck, usw.) ausgebildet. 
Bei einem derartigen GefSss 21 liegen alle ausserhalb der 
Reflektoren lo angeordneten Brennpunkte 13 in dem Mittelpunkt 
des Gef asses 21, der gleichzeitig den Koinzidenzbrennpunkt 
(-linie ) 2o bildet ( Pig. 5 )• 

Weiterhin kann das Reaktionsgef&ss 21 einen kreisfOrmipen Quer- 
schnitt haben ; hierbei bildet dor Mittelpunkt der Kreisform 
ebenfalls den Koinzidenzbrennpunkt- ( linie) 2o, in dem die 
gefassnahen ( ausserhalb des Reflekfcors lo ltegenden ) Brenn- 
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punkte (-linien) 13 zusairanentreffen ( Pig. 4 ). 

Ausserdem kann das Reaktionsgeffiss 21 einen elliptischen (ovalen) 
Querschnitt haben und dabei bilden die beiden Ellipsenbrenn- 
punkte des elliptischen Gef asses 21 zwei Koinzidenzbrennpunkte 
(-linien) 2o, wobei die auf einer Seite dea einen Ellipsen- 
brennpunkteg Q der GefSssellipse liegenden Strahler 11 in diesera 
Brennpunkt/fokussieren und die anderen im anderen Brennpunkt 
zur Koinzidenz kommen ( Pig. 6 ). 

Bei einem rohrfOrmigen Reaktionsgeffiss 21 ist keine Luftsperre 
22 fUr jeden Reflektor lo erforderlich. 
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Patentansprilche 



Vorrichtung zur DurchfUhrung chemischer Reaktionen 
in einem Medium, insbesdndere zum Ausscheiden von in 
Luft (Gas) enthaltenen chemischen Verunreinigungen, 
gekennzeichnet durch einen eine Ultraviolettstrahlen 
abgebende Strahlenquelle umgebenden Reflektor mit einer 
die von der Strahlenquelle ausgehenden Strahlen in einem 
ausserhalb des Reflektors, jedoch innerhalb des einer 
chemischen Reaktion' unterliegenden Mediums liegenden 
Brennpunkt (-linie ) bttndelnden Form. 

Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass in einem einen elliptischen Querschnitt aufweisenden 
hohlzylinderfdrmigen Reflektor ( lo ) eine in einem 
Brennpunkt (-linie 16) der Ellipse liegende, in dem 
anderen Brennpunkt (-linie 13) der Ellipse koinzidierende 
Ultraviolettstrahlen abgebende Strahlenquelle ( 11) , vor- 
zugsweise Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungsrohre , 
angeordnet ist, owbei der elliptische Querschnitt des 
Reflektors ( lo ) im Abstand zu der Strahlenquelle ( 11 ) 
zwischen dem Kreuzungspunkt der beiden Ellipsenachsen 
( 17a, 17b) und dem anderen Brennpunkt (-linie 13) 
unter Bildung einer tlber die gesamte Ref lektorlSnge ( Zy- 
linderl&nge ) verlaufenden ttffnuw? ( 15) und Verlegung 
des der Strahlenquelle ( 11 ) abgewendeten Brennpunktes 
( 13) ausserhalb des Reflektors ( lo ) endet, und dass 
quer zur KllipsenlSngsachse tiber die gesamte Reflektor- 
offnung ( 15) eine wirbeifreie, von einem aus einer am 
ReHektor ( lo ) angeordnet en Einriohtung ( 18 ) aus- 
tretenden und in eine dieser Einrichtung ( IB ) gegen- 
Uberliegendr Einrichtung ( iHb) wieder eintretenden 
Luftstrom (cebildete Luftsperre ( 22 ) gelegt ist, die ein 
Eindrdngen der aus dem ausserhalb des Reflektors ( lo ) 
zu behandelnden Medium durch die Ultraviolettstrahlen pxy* 
dierten Bestandtrile, wie Geruchsl.ra^er , in den Reflektor 
{ 1- ) vc rhindcrt. 3 Q 9 fM 2 / 1 (J {> 7 
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Vorrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass sich die Strahlenquelle ( 11 ) ttber die 
gesamte LSnge des Reflektors ( lo ) erstreckt* 

Vorrichtung nach den AnsprUchen 1 bis 3,. dadurch gekenn- 
zeichnet, dass an einer Seite des Reflektors ( lo ) im 
Bereich der Austrittsttf fnung ( 15), eine, eine oder mehre- 
re Uber die gesamte Ref lektorlSnge (-hOhe) verteilt ange- 
ordnete DUse (n) od.dgl. besitzende und mit einer Luftzu- 
fUhrleitung ( 18a) verbundene Luftabgabeeinrichtung ( 18 ) 
und an der anderen Reflektorseite eine mit einer Luftab- 
saugleitung ( 18c) verbundene Luftabsaugeinrichtung (18b) 
angeordnet ist. 

Vorrichtung nach den AnsprUchen 1 bis 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass mehrere Reflektoren ( lo ) mit jeweils 
einer Strahlenquelle ( 11 ) zu einer eine Reaktionskammer 
(19 ) bildenden Einheit zusammengesebzt sind und dabei 
alle ausserhalb der Reflektoren ( lo ) liegenden Brenri- 
punkte ( 1.5) in einem innerhalb der Iteaktionukammer (19 ) 
befindLichen Brennpunkt (-linie ) ( 2o ) koinzidieren. 

Vorrichtung nach den AnsprUchen 1 bis r >, dadurch gekerm- 
zeichnet, dass die Reflektoren ( lo ) urn ein fUr die 
Strahlen optisch durchiSssigeo Reaktionsgefaa3 ( 21 ), wie 
Htthre, angeordnet sind und der Koinzidenzbrennpunkt 
( 2o ) Ltmerhaib dieses Gefttases ( 21 ) iiegt. 

Vorrichtung nach den AnsprUchen i bis ti, dadurch tfokenn- 
zeichnet, dass alle Reflektoren ( Lo ) in ungerader Ari'tahl 
zu einer Reaktionskammer ( 19 ) zusammengesetzt bzw. 
urn das Reaktionsgef &sa ( 21 ) angeordnet sind. 

- 1H - 
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Vorrichtung nach den AnsprUchen 1 bis 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das rOhrenfarmige ReaktionsgefSss ( 21 ) 
einen kreisfBrmigen, zentrisch-symmetrischen Oder poly- 
gonalen, vorzugsweise ungeradzahlig polygonalen Quer- 
schnitt hat. 



Vorrichtung nach den AnsprUchen 1 bis 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die den realen Strahlenquellen ( 11 ) be- 
nachbarte Wand ( Aussenwand ) des ReaktionsgefSsses ( 21 ) 
mit einer ref lektionsmindernden Viertelwellenschicht ver- 
sehen ist. 
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